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Abstract (en)
Process for preventing deposition of impurities in steam systems comprises preventing the steam solubility of the impurities present in certain
concentrations from being exceeded as a result of changes in temperature and/or pressure ratios within the steam system. An Independent claim is
also included for a steam system for carrying out the above process. Preferred Features: The impurity is silicon dioxide. The steam system consists
of steam cooling or steam injection of a gas turbine system. The temperature and/or pressure of the steam flowing through the steam system is
adjusted to prevent the steam solubility of the impurities present in steam in certain concentrations from being exceeded.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zur Verhinderung der Ablagerung von Verunreinigungen in Dampfsystemen, in welchen der darin strömende Dampf gegebener
Dampfqualität Temperaturund/oder Druckänderungen unterworfen ist, wird eine einfache Verhinderung von Ablagerungen dadurch erreicht, dass
durch entsprechende konstruktive Gestaltung und Auslegung der Dampfsysteme verhindert wird, dass infolge von Änderungen der Temperatur-
und/oder Druckverhältnisse innerhalb des Dampfsystems die Dampflöslichkeit der in bestimmten Konzentrationen im Dampf vorhandenen
Verunreinigungen überschritten wird.
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